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摘 要

自古以來能源一直都扮演著舉足輕重的角色,尤其是在工業革命之後，能源的使用大幅的增加，所以燃料的使用量也隨之大

幅上升。自然界的能源在人類不斷的增加消耗下，許多的能源都已經消耗殆盡，目前全球的石油蘊藏量只能再維持數十年

，煤蘊藏量量也不足使用一百年，加上這些能源的生成並非一朝一夕就會產生，於是什麼是”最合適的替代能源”成了能

源界最熱門的課題。 因為目前唯有太陽能是唯一取之不盡用之不竭的新能源，因此如何善用發展此項新能源，成了未來相

當重要的課題。但是由於太陽能發電的轉換效率不高的因素，大部分的入射光無法被有效利用，因此如何提昇轉換效率是

本篇研究的目的。
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